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研究発表会―発表募集
原則として日本化学会の会員は，主催者の会員と同等の条件（参加費用）で参加できます。
この欄への掲載については，日本化学会ホームページwww.chemistry.or.jp/journal/kakou-1/koen-boshu.htmlをご参照下さい。
なお，日程・内容などが変更になる場合もございますので，最新の情報は各主催者のHPなどでご確認下さい。

日本化学会が主催・共催・協賛・後援し，
本誌に掲載された討論会に関する情報は，

下記本会ホームページからもご覧になることができます。
www.chemistry.or.jp/event/calendar/index.html

第 25回日本光生物学協会年会
主　催　日本光生物学協会
後　援　日本化学会
会　期　8月 27日（水），28日（木）
開催方式　対面式
会　場　立命館大学びわこくさつキャンパス
ローム記念館（草津市野路東 1-1-1）〔交通〕
キャンパスマップ：33番の建物〔アクセス〕
https://www.ritsumei.ac.jp/campusmap/

bkc/

発表申込締切　7月 25日（金）
予稿原稿締切　8月 15日（金）
参加登録予約申込締切　8月 8日（金）
　この協会は学会の連合体で個人会員制では
ありません。年会には光生物学に関心をもつ
すべての方にご参加いただけます。積極的な
参加と発表を宜しくお願いいたします。光生
物学に広く関心をもつ研究者と学生の交流の
ために，定期的に年会が開催されています。
日本光生物学協会は，次の 12の学協会によ
り運営されています：日本化学会，日本光合
成学会，日本植物学会，日本植物生理学会，
日本生化学会，日本生物物理学会，日本動物
学会，日本農芸化学会，日本比較生理生化学
会，日本光医学・光生物学会，日本放射線影
響学会，光化学協会。変更があれば日本光生
物学協会年会HP（http://photon.umin.jp/）に
てご案内します。
発表申込方法　Web

参加登録費　一般 3,000円，学生 1,000円
懇親会　会費：一般 3,000円（予定），学生
1,000円（予定），支払い方法は参加登録者に
お知らせします。
参加登録予約申込方法　下記日本光生物学協
会年会 HPを参照下さい。
申込先・問合先　立命館大学生命科学部　長
澤　 裕（年会責任者）　E-mail: ynagasa@fc.

ritsumei.ac.jp　https://photon.umin.jp/

photobio/annual25th.html

第 41回シクロデキストリン 

シンポジウム・第 12回アジア 

シクロデキストリン国際会議　 

合同開催

主　催　シクロデキストリン学会
共　催　日本化学会
会　期　11月 7日（金）～10日（月）
開催方式　対面式
会　場　同志社大学今出川キャンパス
発表申込締切　8月 28日（木）
参加登録予約申込締切　10月 31日（金）
討論主題　シクロデキストリンが関連する化
学
　シクロデキストリンに関する国内外の研究
内容について，最先端の研究成果を発表し，
情報交換を行い，各々の研究の進歩および教
育の促進を図る。さらに学術の発展，技術向
上，人材育成に寄与することを目的として，
本国際会議およびシンポジウムを開催する。
発表申込方法　Web

参加登録費　［9 月 11 日（木）まで］一般
75,000円，学生 40,000円，［9月 12日（金）
以降］一般 95,000円，学生 60,000円
参加登録予約申込方法　下記 HPにてお申し
込み下さい。
申込先・問合先　610-0321　京田辺市多々羅
都谷 1-3　同志社大学理工学部　機能分子・
生命化学科　北岸宏亮　電話（0774）65-7442　
E-mai l :  hk i tag is@mai l .dosh isha.ac. jp　
https://www.acc2025.org/index.html

第 63回 

高分子と水に関する討論会
主　催　高分子学会高分子と水・分離に関す
る研究会
協　賛　日本化学会
会　期　12月 12日（金）

開催方式　対面式
会　場　東京都市大学世田谷キャンパス（世
田谷区玉堤 1-28-1）〔交通〕東急大井町線「尾
山台（東京都市大学世田谷キャンパス前）」駅
下車徒歩 12分
発表申込締切　9月 30日（火）
予稿原稿締切　11月 12日（水）
参加登録予約申込締切　11月 28日（金）
発表形式　口頭発表，学生ポスター発表，民
間企業若手研究者ポスター発表
　ポスターセッションを今年も行います。大
学院生，ならびに企業の若手研究者（発表時
年齢が 39歳以下の民間企業研究者）のポス
ター発表を対象に選考して表彰を行います。
A．高分子を含めた各種材料に対する，水分，
ガス，蒸気などの収着，拡散，透過，ぬれ，
防水，防湿，乾燥などの基礎および応用に関
するもの
B．水和物質・材料の物理化学的性質や分子
機序，評価手法開発に関するもの
C．新しい機能や新製品に関わるもの（知財
に関わる記述の必要はありません）
　なお，研究発表は既発表のものでもさしつ
かえありませんが，十分討論できる内容のも
のであることが必要です。
発表申込方法　Web

参加登録費　企業・大学・官公庁 4,400円，
学生 2,200円，名誉会員・終身会員・フェロ
ー・ゴールド会員・シニア会員 2,200円，高
分子と水・分離に関する研究会メンバー
3,300円
参加登録予約申込方法　下記HPの「第 63回
高分子と水に関する討論会（発表募集）」より
お申し込み下さい。
申込先・問合先　104-0042　中央区入船3-10-
9　新富町ビル 6F　公益社団法人高分子学会　
電話（03）5540-3770　FAX（03）5540-3737　E- 
mail: jigyo@spsj.or.jp　https://member.spsj.

or.jp/event/


